

	[image: ]	
[image: ]




博碩士論文 942206032 詳細資訊








  
  	以作者查詢圖書館館藏	、以作者查詢臺灣博碩士	、以作者查詢全國書目	、勘誤回報	、線上人數：79	、訪客IP：34.228.247.231


  	姓名	
      	  許畯珽(Chun-ting Hsu)  
		      查詢紙本館藏  	畢業系所	光電科學與工程學系
	論文名稱	
      	  以氬離子雷射對玻璃材料加工之研究
(laser micromachining of glass with argon laser)
      	   
	相關論文		★ 以側磨光纖半塊材耦合器激發微米球型共振腔基模之研究	★ 以裸光纖激發球共振腔之共振譜研究
	★ 錐狀平面波導光柵結構與微米小球共振腔之光耦合效率研究	★ 溶膠凝膠法合成以鉭元素為基礎的全固態電致變色元件
	★ S型彎曲波導與微米小球共振腔之光耦合效率研究	★ 錐狀光纖與微米球共振腔耦合之研究與應用
	★ 以鎖模鈦藍寶石飛秒雷射雙光子聚合製作光波導微結構之研究	★ 利用光子晶體的能隙邊緣移動達成全光開關之研究
	★ 利用繞射圖形檢測錐狀光纖的製造與品質	★ 利用雙光子聚合技術製作高耦合效率波導陣列光纖耦合器
	★ 光學印刷電路板之製作與特性分析	★ 鈉鉀離子交換波導之製作及其表面消逝波之研究
	★ 拉伸式長週期光纖光柵的模態色散現象研究	★ 可調式窄頻液晶濾波器
	★ 基於D形光纖之拉曼感測器模擬與設計	★ 基於D形光纖之拉曼感測器製作與量測



	檔案	
		   		[image: ][Endnote RIS 格式]   
		      [image: ][Bibtex 格式]     	
      [image: ][相關文章]   [image: ][文章引用]   [image: ][完整記錄]   [image: ][館藏目錄]   [image: ][檢視]  [image: ][下載]	本電子論文使用權限為同意立即開放。
	已達開放權限電子全文僅授權使用者為學術研究之目的，進行個人非營利性質之檢索、閱讀、列印。
	請遵守中華民國著作權法之相關規定，切勿任意重製、散佈、改作、轉貼、播送，以免觸法。

  
      

	摘要(中)	本論文以波長為514奈米的氬離子連續波雷射，搭配數值孔徑（NA）為0.55的物鏡，對「GLS玻璃」、「BIN850玻璃」進行雷射加工，利用改變雷射偏極化方向、平台移動速度、雷射脈衝寬度、雷射加工方式及雷射光功率來探討各種雷射加工製程對樣品產生的影響。


在雷射加工過程中發現，該雷射對「GLS玻璃」產生凹陷的結構變化，而「BIN850玻璃」則是產生突起的結構變化，其中「GLS玻璃」的臨界損壞值為17kJ/cm2，「BIN850玻璃」的臨界損壞值為15kJ/cm2。不同加工方式對樣品造成的截面形狀也有所差異。在分析折射率改變的過程，以波長為1550奈米的雷射光斜向入射至加工與未加工之「GLS玻璃」，並量測其反射光強，再藉由菲涅耳方程式（Fresnel equation）計算其折射率。而加工過程對於「GLS玻璃」造成負的折射率變化為-0.406～-0.449。
	摘要(英)	In this thesis, argon ion continuous wave laser with wavelength at 514nm is focused on the surface of the GLS glass and BIN850 glass by an objective lens (NA=0.55) to do laser-machining. The performances of laser-machining is discussed by various light sources and conditions, such as polarization state, pulse width, average power of the laser, and the speeds of the 3D scanning stage.In the process of the laser-machining, the results are different between GLS glass and BIN850 glass, in which the former generates valleys and the latter bumps, and the damage threshold of GLS glass is 17kJ/cm2, the damage of BIN850 glass is 15kJ/cm2. And dissimilar methods of laser-machining produce dissimilar cross sections. In order to determine the difference of index of refraction produced by laser-machining, the laser (wavelength is 1550nm) oblique incident to GLS glass and machined GLS glass. And we measure the reflected power. Then we calculate the index of refraction by Fresnel equation. We find the process of laser-machining cause negative index change to GLS glass is -0.406～-0.449。
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